PELICULAS DELGADAS SEMICONDUCTORAS (64 horas)
Profesores: Maria de la Luz Olvera, Arturo Maldonado Alvarez

OBIJETIVO: Proporcionar al estudiante los fundamentos fisicos de las peliculas delgadas
semiconductoras mediante la revision de las teorias de la cinética de crecimiento, de las
principales técnicas de depdsito fisicas y quimicas y de diversas técnicas de caracterizacidn fisica,
estructural, éptica, morfoldgica y composicional.

CONTENIDO:

1. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LAS PELICULAS DELGADAS (8 horas)
1.1 Introduccién
1.2 Teorias de nucleacion y crecimiento

2. TECNICAS DE DEPOSITO (28 horas)
2.1. Evaporacion térmica (Visita a laboratorio)
2.2. Pulverizacidn catddica (Sputtering) (Visita a laboratorio)
2.3. Deposito por laser pulsado (PLD) (Visita a laboratorio)
2.4. Epitaxia por haces moleculares (MBE) (Visita a laboratorio)
2.5. Deposito quimico en fase vapor (CVD) (Visita a laboratorio)
2.6. Bafo quimico y electroquimico (Visita a laboratorio)
2.7. Sol-Gel (Visita a laboratorio)
2.8. Serigrafia
2.9. Doctor Blade
2.9. Inyeccidn de tinta
2.10. Electrohilado
2.11. Otras técnicas

3. TECNICAS DE CARACTERIZACION (28 horas)
3.1. Caracterizacion eléctrica
3.1.1. Técnicas de 2 puntas
3.1.2. Técnica de 4 puntas
3.1.3. Método de Van Der Paw
3.1.4. Efecto Hall
3.2. Caracterizacion estructural
3.2.1. Difraccién de Rayos X (método de polvos)
3.3. Técnicas Opticas
3.3.1. Elipsometria
3.3.2. Transmitancia UV-Visible
3.3.2.1. Método de Manifacier
3.3.3. Fotoluminiscencia
3.4. Técnicas de microscopia
3.4.1. Barrido Electrénico
3.4.2. Transmision electrénica
3.4.3. Fuerza atémica
3.5. Técnicas espectroscopicas
3.5.1. Espectroscopia infrarroja
3.5.2. Espectroscopia Raman
3.5.3. Espectroscopia de masas de iones secundarios
3.5.4. Espectroscopia de electrones Auger
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